~ Medio Ambiente

Secretarfa de Medio Amblente y Recursos Naturafes

OFICINA DE REPRESENTACION DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE MEXIiCO
Oficio: SEMARNAT/ORMEX/1401/2025

7 Toluca, México, a 28 de febrero de 2025
GMG ENVIRO-SERVICE §. DER.L.DEC.V.

A TRAVES DE su REPRESENTANTE LEGAL
EDGARDO VENTENO DIAZ :

Caizada Emiliano Zapata sin nimero, Colonia San Luis Huexatia, Municipio de Texcoco,
Estado de México, CP: 56220, Correo efectrénico: edivendi_716@hatmail.corn

PRESENTE

Me refiero al Formato FF-SEMARNAT-038, (Autorizacién para el manejo de residuos peligrosos modalidad A: Centros
de acopio) y anexos recibidos en esta Oficina de Representacion el 21 de fabrero del presente afio, mediante e cual la
persona moral deneminada GMG ENVIRO-SERVICE S. DE R.L. DE C.V., solicita la Autorizacién para el Acopio de

Residuos Peligrosos, al respecto le comunico o siguiente:
RESULTANDO

1. Que mediante Formato FF-SEMARNAT-038, (Autorizacion para el manejo de residuos peligrosos modalidad A:
Centros de acopio) ¥ anexos recibidos en esta Oficina de Representacion ef 21 de febrero de 2024, mediante el
cual fa persona moral denominada GMG ENVIRO-SERVICE S. DER.L. DE C.V,, solicita la Autorizacién para el Acopio
de Residuos Peligrosos, registrado con la Biticora No. 15/H2-0406/02/25 y;

CONSIDERANDO

L Con fundamento en lo dispuesto en los Articulos 8° de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2°,
fraccion I, 26 y 32 BIS Y quinto transitorio de la Ley Organica de la Administracién Piblica Federal, 1° Fracciones I,
I, VL, VIl y X, 4°, 5° Fracciones LIy VI, 150, 151, 151 BIS, 152 BISy 171 de la Ley General del Equilibrio Ecolégico y
la Proteccidn al Ambiente; 7 fracciones XI, 50 fraccién I, 80 fracciones IX y X, 81, séptimo y décimo segundo
transitorios de la Ley General para la Prevencién y Gestidn Integral de los Residuos; 3°, 8¢, 13, 14, 35, 44, 57
Fraccién Iy 59 de Ia Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Articulos 48, 49 fraccion 1, 50, 55 fraccién 1, 58

realizada por la persona moral referida,
I Que para obtener la Autorizacidn antes indicada, la persona moral denominada GMG ENVIRO-SERVICE S. DF

R.L.DECV,, presentd la siguiente docuimentacién: e

* Pago de derechos por un monto de $5,910.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N).
* Formato FF-SEMARNAT-038, Autorizacién para el manejo de residuos peligrosos modalidad A: Centros de acopio,
requisitado.

Por lo que en uso de sus facultades Yy atribuciones esta Cficina de Representacion:
RESUELVE

PRIMERO.- Dar por atendida la solicitud de Autorizacién para el Acopio de Residuos Peligrosos, ingresada en esta
Oficina de Representacién el 21 de febrero de 2024, por la persona moral denominada GMG ENVIRO-SERVICE S. DE
RL.DECV. : :

SEGUNDO.- Otorgar con el No. 15-11-174-25, la Autorizacién para el Acopio de Residuos Peligrosos, a la persona
moral denominada GMG ENVIRO-SERVICE . DE R.L. DE C.V. con fundamento en el ordenarniento citado en el

Considerando I yII def-presentg Ofidio Resolutivo.
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OFICINA DE REPRESENTACIGN DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE MEXICO
Oficio: SEMARNAT/ORMEX/1401/2025

TERCERO - Esta Autorizacién para el Acopio de Residuos Peligrosos, se regira por los siguientes;
TERMINOS

L Esta Autorizacién se otorga considerando que la responsabilidad del manejo y disposicion final de los residuos
peligrosos corresponde a quien los genera; en el casa de eémpresas autorizadas por la Secretaria para la
prestacion de servicios de manejo y disposicion final, éstas serin responsables por las operaciones que realicen
con los residuos peligrosos, en términos de lo que establece el articulo 42 de la Ley General para la Prevencién y
Gestién Integral de los Residuos, su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y demds disposiciones juridicas
aplicables en la materia.

condicionantes establecidas en la presente Autorizacion.
IV.Esta Autorizacion se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, permisos y/o licencias que deban observarse por
parte de otras autoridades federales, estatales y municipales competentes,
V.las personas responsables de actividades relacionadas con |a generacién y manejo de materiales Y residuos
peligrosos que hayan ocasionado la contaminacion de sitios con éstos, estan obligadas a llevar a cabo ias acciores

CUARTO - La presente Autorizacién queda sujeta al cumplimiento de las siguientes:
CONDICIONANTES

Condicionante 01.- La presente Autorizacién se otorga con una vigencia de diez afios a partir de I3 fecha de su
emisién, y podrs ser prorrogada a solicitud expresa del interesado, en el (ikimo afio de vigencia de la autorizacién

Proteccién al Ambiente en el Estado de México, en la que acredite el cabal cumplimiento de los términos
condicionantes de la presente, asi como a I0s requisitos estabiecidos en el Tramite correspondiente y el
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y aplicables al mismo, a efecto de que se determine lo
procedente. o

Condicionante 02- |a presente Autorizacién es personal, en caso de pretender transferirla, la persona moral
denominada GMG ENVIRO-SERVICE S. DE R.L. DE C.V., debera solicitarlo por escrito de conformidad con el articulo
64 del Reglamento de la Ley General para [a Prevencién Y Gestién Integral de los Residuos, ¥ a los requisitos
establecidos en el Tramite correspondiente, asi como el cumplimiento de ias disposiciones legales vigentes y
aplicables al mismo, a efecto de que se determine lo procedente.

Condicionante 03.-I3 persona rnoral denominada GMG ENVIRO-SERVICE S. DE R.L. DE C.V., en caso de solicitar una
actualizacion a su autorizacion, debera informar y presentar copia simple a esta Dependencia, si cuenta con algdn
procedimiento administrativo, instaurado por la Oficina de Representacién de Proteccién Ambiental de la
Procuraduria Federal de Proteccién al Ambiente en el Estado de México.
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Oficio: SEMARNAT/ORMEX/1401/2025

Condicionante 04.- Ia Persona moral denominada GMG ENVIRO-SERVICE S. DE RL. DE C.V., previo al ingreso al
Centro de Acopio de Residuos Peligrosos, verificara que tales residuos se encuentren debidamente identificados,
clasificados, etiquetados, marcados Yy envasados.

Condicionante 05.- |a persona moral denominada GMG ENVIRO-SERVICE 5. DE R.L. DE C.V., debe llevar una bitdcora
de residuos peligrosos almacenados, la cual deberd estar disponible para su consulta por la autoridad
competente. -

Condicionante 06.- La presente Autorizacién se otorga para la prestacién de servicios a terceros de un Centro de
Acopio de Residuos peligrosos relacionados con: 1-(o-Clorofeni[)tiourea/2~CIorofenEItEourea; T-Metilbutadieno/1,3-
Pentadieno; 1,1 Difluoroetano {HCFC-152a); 1,1-Dicloroetileno: 1,1-Dirnetilhidracina; 1,1,1 Trifluoroetano (HCFC-
123); 1,1,1, Trifluoroetano {HCFC-1 43a); 1,1,1,2 Tetraflucroetano (HCFC-124); 1,1,1,2 Tetraﬂuoi‘oetano (HCFC-134a);
1.1,1 2-Tetracloroetano; 1,1.1,2,333 Heptaﬂuoropropano (HFC-227 ea); 1,1,1,3.3 Pentafluorobutano (HFC-365mfc);
1,1,1,3,3, Penta fluoropropano (HFC-245fa); 1,1,1,3,3,3 Hexafluoropropano {HFC-236a); 1,1,2 Triclortrifluoroetano
{CFC-113); 1,1,2-Tricloroetano;  1,1,2,2 Tetrafluoroetano  (CFC-1 14);  1,1,2,2-Tetracloroetano: 1,1,2,2,2
Pentafluoroetano (CFC-1 15); 1,2 Dicloro: 1,2-Dib‘romo-3~cloropropano; 1,2-Dibromoetano; 1,2-Difenilhidracina; 1,2-
Dimetilhidracina: ‘l,2,4,5»Tetraciorobenceno; 1.2:3,4-Diepaxibutano; ‘!,3-Dicloropropiien0/1—Propiieno, 1,3-dicloro-;
1,3-Propano suftona/T,Z-Oxatio[ano,_2,2-diéxido; 1,3,5-Trinitrobenceno; 1,4-Dicloro-2-butileno: 1.4-Dioxano/1,4-
Dietilendxido; 1,4—Naftoquinona/1,4-Naftalendiona; 2 Cloro; 2-4-Dimetil fenol; 2-Acetilaminofiuorenc/acetamida, n-
9h-fluoren-2-jl-; 2-Ciclohexil-4,6-dinitrofenol: 2-Cloroetil vinil éter/eteno, (2-cloroetoxi)-; . 2-Cloronaftaleno/beta-
Cloronaftaleno; 2-Nitropropano; 2-Picolina/Piridina, 2-metil-; 2,2 Diclore; 2,3,3,3 Tetrafluoro 1 Propeno (HFC-1 23yf);
2,3,4,6-Tetraclorofenol; 2,4-Diclorofenol; 2,4-Diclorofenoxiacético acido/2,4-D, sales y ésteres; 2,4-Dinitrofenol; 2,4-
Dinitrotolueno; 2,4,5-Triciorofenol: 2,4,5—Triclor0fenoxiacético, acido/2,4,5-T: 2,4,6-Tribromofenol; 2,4,6-
Triclorofenoi;2,5-Ciclohexadien-1 A-dionz;  2,6-Diclorofenol; 2,6-Dinitrotolueno/Z-metil-1 3-dinitrobenceno; 3-
Cloropropionitrilo; 3-Metilclorantreno: 3,3"-Diclorobenzidina; 3.3 -Dimetilbenzidina; 3,3"-Dimetoxibenzidina; 4-
Aminopiridina; 4-Cloro-o-toluidina, hidrocloruro de; 4,4-Metilenbis(2-cloroanilina); 4,6-Dinitro-o-cresol, y sales; 5-
(Aminometi[)—3-§soxazoiol; 5-Nitro-o-toluidina; 7,12—Dimeti!benzo[a]antraceno; A2213/Etanimidotioico acido, 2-
(Dimetilamino)-n-hidroxi-2-oxo-, metil éster; Aceite dieléctrico libre de PCB's usado o gastado; Aceite gastado de
corte y enfriamiento en las operaciones de trogueleado, fresado, taladrado y esmerilado; Aceite hidraulico
contaminado, quemado o gastado; Aceite lubricante usado, quemado o gastado; ACEITES GASTADOS DE CORTE Y
ENFRIAMIENTO; ACEITES GASTADO_S DE CORTE Y ENFRIAMIENTO EN LAS OPERACIONES DE TROQUELADO,
FRESADO, TALADRADO Y ESMERILADOQ; ACEITES GASTADOS DIELECT RICOS; ACEITES GASTADOS EN LAS
OPERACIONES DE TRATAMIENTO EN ‘CALIENTE DE METALES; ACEITES GASTADOS HIDRAHULICOS; ACEITES
GASTADOS SOLUBLES; ACEITES LUBRICANTES USADOS; ACEITES SOLUBLES EN ACIDO (ASAS) PROVENIENTES DE
LOS PROCESOS DE ALQUILACION DE H_IDROCARBUROS; Acetamida, G1159N-{aminotioxometi)-/1 -Acetil-2-tiourea;
Acetilo, cloruro de: Acetofenona/1-Fenil-etanona; Acetona; Acetonitrilo/2-Propanona; Acrilamida/2-Propenamida;
Acrlico  acido/2-Propenocico acido; Acrilonitrilo/2-Propennitrilo; Acroleina/2-Propenal; AGENTES MORDIENTES
GASTADOS RESIDUALES; AGUA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS; Agua contaminada y efluentes industriales
contaminados con cidos, alcalis, metales pesados; Agua contaminada y efluentes industriales contaminados con
hidrocarburos, solventes Y pinturas; AGUA DE REACCION (SUBPROCDUCTO) DE LA COLUMNA DE SECADO EN LA
PRODUCCION DE TOLUENDIAMINA VIA HIDROGENACICN DE DINITROTOLUENO; Aldicarb; Aldicarb sulfona;
Aldrin; alfa-Naftilamina/1-Naftalenamina: alfa-Naftiltiourea/Tiourea, 1-naftalenil; alfa,alfa-Dimetil
bencilhidroperéxido; aIfa,alfa—Dimetiffenetilamina/Bencenoetanamina, alfa,alfa-dimetil; Alflico, alcohol/2-Propen-1-
ol; Aluminio, fosfuro de; Amitrol/1 H—1,2,4—Triazoi-3—amina; Amonio, picrato de/Eenol, 2,4,6-trinitro-, amonio sal;
Amonio, vanadato de; Anilina/Bencenamina; Arsénico, &cido H3As04; Arsénico, dxido As203; Arsénico, éxido
As205; Auramina; Azaserina/lL-serina, diazoacetato(éster); Aziridina, 2-Metil-/1,2-Propilenimina;
Aziridina/Etilenoimina; Barban: Bario, cianuro de; Benceng; Benceno, 1,142,2,2-tricloroetiliden)bis[4-metoxi-;
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Bencenotiol/Tiofenol: Bencensulfonilo, cloruro. de; Bendiocarb; Bendiocarb fenol; 'Benomil; Benzal, cloruro
de/Diclorometilbencenc: Benzidina/[1,1-Bifenil}-4,4'-diamina; Benzilo,  cloruro  de/Clorometilbenceno:
Benzo(a)antraceno:; Benzo(a)pireno; Benzo(cacridina; Benzotricioro/T) riclorometiibenceno; Berilio, polvo de (todas
las formas); Beta-Naftilamina/2—Naftalenamina/2-Naftifamina; BREAS CATALITICAS; BREAS DE DESTILACION:
Bromoacetona/2-Propanona, -1-bromo-; Bromoclorodifluorometano (HALON ~1211) GRUPO @
Bromoclorodifluoremetan0 (HALON -1301) GRUPOQ II; Bromofenil fenil éter; Bromometano/Bromuro de metilo;
Brucina; CABEZAS CONDENSADAS DE LA COLUMNA DE SEPARACION DE INTERMEDIOS EN LA PRODUCCION DE
1,1-DIMETIL HIDRACINA A PARTIR DE HIDRACINAS DE ACIDO CARBOXILICO; CABEZAS CONDENSADAS DE LA
COLUMNA DE SEPARACION DE PRODUCTOS Y GASES CONDENSADOS DEL VENTEO DEL REACTOR EN LA
PRODUCCION DE 1,1-DIMETIL HIDRACINA A PARTIR DE HIDRACINAS DE ACIDO CARBOXILICO; Cacodilico, acido:
Calcio, cianuro de Ca(CN)2; Calcio, cromato de; Carbamoditioico, acido, 1,2-etanodiilbis, sales Y
ésteres/Etilenbisditiocarbémico, acido, sales y ésteres; Carbaril; Carbendazim; Carbofurano; Carbofuranc fenol;
Carbono, disulfuro de: Carbono, oxifluoruro de; Carbono, tetracloruro de/Tetraciorometano; Carbosulfan;
CATALIZADOR GASTADO CON OXIDOS DE FIERRO, CROMO Y POTASIO PROVENIENTES DEL REACTOR DE
DESHIDROGENACION EN LA PRODUCCION DE ESTIRENO; CATALIZADOR GASTADO DE CLORURO DE MERCURIO EN
LA PRODUCCION DE CLORO; CATALIZADOR GASTADO DE LA PURGA DE LA TORRE DE APAGADQO EN LA
PRODUCCION DE ACRILONITRILO; CATALIZADORES GASTADOS DEL PROCESO DE “HIDROCRACKING” CATALITICO
DE RESIDUALES EN LA REFINACION DE PETROLEO; Cianhidrico, dcido; Ciandgeno, bromuro de (CN)Br; Ciandgeno,
cdoruro de (CN)CI; Cianégeno/Etanodinitrilo; Cianuro, sales solubles de (no especificadas de otra manera);
Ciclofosfamida; Ciclohexano; Ciclohexanona; Cloracetaldehido; CLORADOS INTERMEDIOS PROVENIENTES DEL
FONDO DE LA COLUMNA REDESTILADORA DE MONOMERO DE VINILG; CLORADOQS PESADOS PROVENIENTES DE
LOS FONDOS DE LA COLUMNA DE PURIFICACION DE DICLOROETANO; Cloral/Acetaldehido, tricloro; Clorambucil;
Clordano, alfa y gamma isémeros; Clornafacina/Naftalenamina, nn"-bis(2-Cloroetil}; Cloro; Clorobenceno:
Clorobenzilato; Clorodifluoroetano (HCFC-142b);  Clorodifluorometano (HCFCG-22); Clorofluorocarbono  (CFC);
Cloroformo/Triclorometano: Clorometil metil &ter/Clarometoximetano; Clorotriflucrometano (CFC-13); Cobre,
cianuro de Cu(CN); COLAS DE LAS DESCARGAS EN LA PRODUCCION DE METIL ETIL PIRIDINAS; COLAS EN LAS
PLANTAS DE MANUFACTURA DE FERROALEACIONES DE HIERRO-NIQUEL: COMBUSTOLEQ CONTAMINADO;
CONDENSADOS ORGANICOS DE LA COLUMNA DE RECUPERACION DE SOLVENTES EN LA PRODUCCION DE
DIISOCIANATO DE TOLUENO VIA FOSGENACION DE LA TOLUENDIAMINA; CORRIENTES COMBINADAS DE AGUAS
RESIDUALES EN LA PRODUCCION DE NITROBENCENO/ANILINA; CORRIENTES SEPARADAS DEL AGUA DEL REACTOR
DE LAVADO DE CLOROBENCENOS; CORTES LATERALES DE LA ETAPA DE DESTILACION EN LA PRODUCCION DE
ACETALDEHIDO VIA OXIDACION DE ETILENO; Creosota; Cresol (cresilico acido)/Metilfenol; Criseno:

Crotonaldehido/2-Butenal; CUBAS ELECTROLITICAS GASTADAS DE LA REDUCCION PRIMARIA DE ALUMINIQ:—=

Cumeno/Benceno, {1-metiletil}; Daunomicina: DDD; DDT; DERIVADOS HEXACLORADOS PROVENIENTES DE LOS
FONDOS DE LA COLUMNA DE RECUPERACION DE PERCLOROETILENO; DETERGENTES, DESENGRASANTES Y
DISPERSANTES;  Di-n-octil ftaldto; Di-n-propilnitrosamina/1-Propanamina, N-Nitroso-n-propil-; Dialato;
Dibenz[a hlantracenc; Dibenzo[a,ilpireno; Dibrometetrafluoroetana (HALON-2402) GRUPQ IL Dibutil ftalato;
Diclorodifluorometano; Diclorodifluorometano  (CFC-12);  Dicloroetil éter/Etano, 1,T-oxibis{2-cloro-;
Diclorofenilarsina; Diclorofiusroetano (HCFC-141by); Dicloroisopropil éter/Propano, 2,2'-oxibis[2-cloro-; Diclorometil
éter/Metano, oxibis[cloro; Diclorometoxi etang; Dieldrin; Dietil ftalato: Dietil-p-nitrofenil fosfato/Fosférico acido,
dietil 4-nitrofenil éster: Dietilarsina: Dietilen glicol, dicarbamato/Etano, 2,2-oxibis-, dicarbamato; Dietilhexi ftalato;
Dietiistilbesterol/Fenol, 4,4'(1,2-dietil- 1,2-etenediiibis-; Difluorometano (HFC-32); Dihidrosafrole;
Diisopropiifluorofosfato (DFPY/Fosforofluorhidrico  &cido, bis(1- metiletil) éster; Dimetil ftalato; Dimetil
sulfato/Sulfirico acido, Dimetil ester; Dimetilamina/Metanamina, n-metik; Dimetilan; Dimetilcarbamil, cloruro
de/Carbamico cloruro de, 'dimétil;' Dimetoato; Dinoseb/Fenol, 2-(1-metilpropil)-4,6-dinitro: Dipropilamina/i-
Propanamina, n-propil-; DISOLVENTES ORGANICOS USADOS; Disulfotén; Ditiobiuret;; DOMOS LIGEROS DE LA
DESTILACION INICIAL-EN LA PRODUCCION DE ANHIDRIDO FTALICO A PARTIR DE NAFTALENQ; DOMOS LIGEROS
DE LA DESTILACION INICIAL EN LA PRODUCCION DE ANHIDRIDO FTALICO A PARTIR DE ORTO-XILENO:
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Endosulfan;  Endotal; Endrin, y sus metabolitos; Epiclorohidrin/Oxirano, - (clorometil)}-2-;  Epinefrina;
Estreptozotocina/D—gIucqsa, : 2—deoxi—2—[[(metilnitrosoamino)- carbonoillamino]; Estricnidin-10-ona, Y
sales/Estricnina, y sales; Etanal/Acetaidehido; Eteno, tetracloro-; Etil carbamato (uretano)/Carbamico &cido, etil
éster; Etil éter; Etjl metacrilato/2-Propenoico &cido, 2-metil-, etil éster; Etil metanosulfonato/Metanosulfénico
dcido, etil éster; Etilen glicol monoetil éter/Etanol, 2-etoxi-; Etileno dicloruro de/1,2-Dicloroetano; Etilentiourea/?2-
imidazolidintiona; Etilideno, dicloruro de/Etanc 1,1-dicloro-: Etilo, acetato de/Acético 4cido, etil éster; Etilo, acrilato
de/2-Propenoico dcido, etil éster; -Famfur; Fenacetina; Fenilmercurio, acetato ‘de/Mercurio, (acetato-o)fenil-;
Feniltiourea; Fenol; Fisostigmina; - Fisostigmina, salicilato de; Fluoranteno; Fluorhidrico, acido; Fluorina;
FIuoroacetamida/z-r-‘fuoroacetamida;; Fluoroacético, acido, sal de sodio; FONDOS DE LA COLUMNA DE
ACETONITRILO EN LA PRODUCCION . DE ACRILONITRILO; FONDOS DE LA COLUMNA DE DESTILACION O
FRACCIONAMIENTO EN LA PRODUCCION DE CLOROBENCENOS; FONDOS DE LA COLUMNA DE PURIFICACION DE
ACETONITRILO EN LA PRODUCCION. DE ACRILONITRILO; FONDOS DE LA DESTILACION EN LA PRODUCCION DE
ALFA- (O METIL-) CLORO TOLUENQGS, CLORO TOLUENOS CON RADICALES CICLICOS, CLORUROS DE BENZOILO Y
MEZCLAS DE ESTOS GRUPQOS FUNCIONALES. (ESTE RESIDUO NO INCLUYE FONDOS DE LA DESTILACION DE
CLORURO DE BENCILO); FONDOS DE LA DESTILACION EN LA PRODUCCION DE ANILINA; FONDOS DE LA
DESTILACION EN LA PRODUCCION DE NITROBENCENO MEDIANTE LA NITRACION DEL BENCENO; FONDOS DE LA
DESTILACION FINAL EN LA PRODUCCION DE ANHIDRIDO FTALICO A PARTIR DE NAFTALENO; FONDOS DE LA
DESTILACION FINAL EN LA PRODUCCION DE ANHIDRIDO FTALICO A PARTIR DE ORTO-XILENO; FONDOS DE LA
ETAPA DE DESTILACION EN LA PRODUCCION DE 1,1,1-TRICLOROETANO; FONDOS DE LA ETAPA DE DESTILACION

DINITROTOLUENQ; FONDOS PESADOS O PRODUCTOS RESIDUALES DE LA ETAPA DE DESTILACION EN LA
PRODUCCION DE TETRACLORURO DE CARBONO); Forato; Formaldehido; Formetanato, hidrocloruro de; Férmico,
acido; Formparanato; Fosfina/Fosfhidrico, &cido; Fosforo, sulfuro de; Fosgeno; Ftdlico anhidrido/1,3-
Isobenzofurandiona; Furfural; Furfurano/Furan; Gamma-BHC/Lindang; GASOLINA, DIESEL Y NAFTAS GASTADOS O
SUCIOS PROVENIENTES DE TALLERESAUTOMOTRICES; Gasolina, diesel y naftas gastados o sucios provenientes de
talleres automotrices; Halones; Heptacioro; Hexaclorobenceno; Hexaclorobutadie-no/‘l,3—Butadieno, 11,2344
hexacloro; Hexaclorociclopentadieno/1 3-Ciclopentadiena, 123,455 hexacioro-; Hexacloroetano;
Hexaclorofeno/Z,Z’-Metilenobis[3,4,6-tric|orofeno!: Hexacloropropeno/T—Propeno, 1,1,2,3,3,3-hexacloro-; Hexaetil
tetrafosfato/Tetrafésforico, acido, hexaetil éster: Hexafloruro de azufre (5F6); Hexafluoroetano (HCF-116);
Hidrazina; Hidrazina,'1,2—dietil—: Hidroclorofluorocarbonos (HCFC); Hidrofiuoracarbonos (HEC); Hidrofluocroolefinas
(HFO); Indenof[1,2,3-cd]pireno; Isobutano (HC-600a); Isobutil alcohol/1-Propanci, 2-metil-: Isocianatos; Isodrin;
Isolan; Isopentano (HC-601); Isosafrola; ‘Kepona; Lasiocarpina; LICOR GASTADO GENERADO POR LAS
OPERACIONES DE ACABADO DEL ACERD EN INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA DEL HIERRO Y DEL
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OFICINA DE REPRESENTACION DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE MEXICO
‘ ' Oficio: SEMARNAT/ORMEX/1401/2025

ACERO; LIQUIDO ACUOSO CORROSIVO; Liquido fijador Yy revelador , viales residuales sucios, gastados o
contarninados; LIQUIDO NO ACUOSO CORROSIVO; LIQUIDO O UNA MEZCLA DE LIQUIDOS QUE CONTIENEN
SOLIDOS EN SOLUCION O SUSPENSION INFLAMABLES; LIQUIDO REACTIVO; LIQUIDOS RESIDUALES DE PROCESO
CORROSIVOS; LIQUIDOS RESIDUALES DE PROCESO NO CORROSIVOS; Liguidos residuales de Procesos corrosivos
(acidos); Liquidos residuales de Procesos corrosivos (alcalinos); LIQUIDOS REVELADORES Y FIJADORES CANSADOS:
LDIVIADOS (LIQUIDOS QUE HAN PERCOLADO A TRAVES DE RESIDUOS DISPUESTOS EN TIERRA); LIXIVIADOS CON
PH BAJIO; M-cumenil metilcarbamato/3-Isopropilfenil n-metilcarbamato; M-diclorobenceno/Benceno, 1,3-dicloro-;
Maleica, hidracidaB,G-PEridazinediona, 1,2-dihidro-,; Maleico, anhidrido/2,5-Furandiona;
Malononitrilo/Propanodinitrilo; Manganeso dimetilditiocarbarato; Melfalan/L-fenifalanina, 4-[his(2-
Cloroetibaminol; Mercurio {todas las formas); Mercurio fulminato; Metacrilonitri!o/Z—Propenenitriio, 2-metil;
Metanol; Metapirileno; Metil clorocarbonato/carbonocieridico acido, metil éster; Metil cloroformos1,1,1-
tricloroetano; Metil etil cetona (MEK)/2-butanona; Metil etil cetona perdxido/2-butanona, peréxido; Metil hidrazina;
Metil isobutil cetona/4Metil.-Z-pentanona/&Meti!pentanoi; Metil - isocianato/Metano, isocianato-; Metil
metacrilato/2-Propenoico 4cido, 2-metil-, metil &ster; Metil paration/Fosforotioico acido, o,0-dimetii o-(4-nitrofenil)
éster; Metilactonitrilc/Propanonitrilo, 2-hidroxi-2-metil; Metileno bromuro de; Metileno cloruro de/Metano,
dicloro-; Metilo cloruro de; Metilo, ioduro de; Metiltiouracilo; Metiocarb.; Metolcarb/Carbérmico acido, metil-, 3-
metilfenil éster; Metomil; Mexacarbato; Mirex: Mitomicin C; MNNG/Guanidina, n-metil-n"-nitro-n-nitroso-; N-

Butano (HC-600); n-Butil alcohol/1-Butanok n-Nitroso-n-etilurea; n-Nitroso-n-metijurea;
n-Nitroso-n-metiluretano/Carbamico . . dddo,  metilnitroso-, etil éster; n-Nitrosodi-n-butilamina; n-
Nitrosodietanolamina; n-Nitrosodietilamina; n-Nitrosodimetilamina; n-Nitrosometilvinilamina; n-

Nitrosopiperidina/Piperidina, T-nitroso; n-Nitrosopirrolidina/Pirrolidina, 1 -Nitroso; n-Propilamina/1-Propanarmina;
Naftaleno; Nicotina, y sales/Piridina, -3-(1-metil-2-pirrofidinil)-, (s)-, y sales; Niguel carbonil Ni(CO)4, (t-4)- Niquel,
danuro de Ni{CN)2; Nitrobenceno; Nitrégeno, diéxido de; Nitrégeno, 6éxido de/Nitrico, 6xido (NO):;
Nitroglicerina/1 2,3-Propanotriol, trinitrato de; o-Clorafenci/2-Clorofenol; o-Didorobenceno; o-Toluidina; o-
Toluidina, hidrocloruro de; o,0-dietil o-pirazinil fosforotioato; o,o-dietil s-metil ditiofosfato; Octaflucroproparo (MC-
218); Octametilpirofosforamida/Difoéforamida, octametil; Osmio éxido Os04, (T-4)-; Oxamil; Oxirano/Etileno, éxido
de; Oxiranocarboxialdehido/Glicidilaldehido; p-Cloro-m-cresoi/4-Cloro-3-metilfenol; p-Cloroanilina/Bencenamina,
4-cloro-; p-Diclorobencenc; p-Dimetilaminoazobencenao; p-Nitroanilina/Bencenamina, 4-nitro-; p-Nitrofenol/4-
Nitrofenol; p-Toluidina; Paraldehido/] ,3,5-Trioxane, 2,4,6-trimetil-: Paration; Pentaclorobenceno; Pentacloroetano;
Pentaclorofencl: Pentacloronitrobenceno (PCNB}; Pentafluoroetano (HCFC-1 25); PERCLOROETILENO; PEROXIDOS;
PINTURA CADUCA; Piridina; Plata, cianurc de Ag(CN); Piomo, acetato de; Plomo, fosfato de; Plomo,
subacetato/Plomo, bis(acetato-o)tetrahidroxitri-; Plumbario, tetraetil-/Tetraetilo de plomo; POLIOLES; Potasio
plata, cianuro de/Argentato(i-), bis{ciano-c)-, potasio; Potasio, cianuro de K(CNY; Profam/Carbémico acido, fenil-,1-
metiletil  éster; Promecarb/Fenol, 3-metil-5-(1-metiletil}, metil carbamato; Pronamida; Propane (HC-290)%:
Propanonitrilo; Propargil alcohol/2-Propin-1-ol; Propileno {HC-1270); Propileno, dicloruro de/1 2-Dicioropropano;
Propoxur/Fenol, 2-(1-metiletoxi)-, metilcarbamato; Prosulfocarb/Carbamatioico acido, dipropil-, s-{fenilmetil) éster:
Purgas de poliol contaminadas o gastadas; Reserpina; RESIDUALES DE PROCESO Y FORMULACIONES GAS’TADAS
DE PROCESOS DE PRESERVACION DE LA MADERA EN PLANTAS QUE UTILICEN FORMULACIONES INORGANICAS
QUE CONTENGAN ARSENICO O CROMO PARA PRESERVAR LA MADERA, EXCEPTO AQUELLOS QUE NO HAYAN
ESTADO EN CONTACTO CON CONTAMINANTES DE PROCESQ:; RESIDUALES DE PROCESO, FORMULACIONES
GASTADAS DE PROCESOS DE PRESERVACION DE LA MADERA EN PLANTAS QUE UTILIZAN ACTUALMENTE O HAYAN
UTILIZADO FORMULACIONES DE CLOROFENOL, EXCEPTO AQUELLOS QUE NO HAYAN ESTADO EN CONTACTO CON
CONTAMINANTES DE PROCESO; RESIDUO DE CATALIZADOR AGOTADO DE ANTIMONIO EN SOLUCION ACUOSA EN
LA PRODUCCION DE FLUCROMETANOS; RESIDUO DE LIXIVIADO DE LA PLANTA DE CADMIO EN LA PRODUCCION
PRIMARIA DE ZINC; RESIDUQS ACIDOS O ALCALINOS; RESIDUOS BIOLOGICOS NO INACTIVADOS DE LA
PRODUCCION DE BIOLOGICOS Y HEMODE /ADOS; RESIDUOS DE ACIDOS GASTADOS DE LA MANUFACTURA DE
DINAMITA Y POLVORA; RESIDUOS DE ADHESIVOS Y POLIMEROS; RESIDUOS DE AGENTES ENLAZANTES Y DE
CARBONIZACION; RESIDUOS DE AGUA ROSA-ROJA Y DE ACIDOS GASTADOS DE LA MANUFACTURA DE TNT;

' \
! . 5
¢+ [T e VA GEMER Farias NAT108°SEH FAIDE ImIS IS, TOIb5 EeE 98 M
' 2925 i 2der Epfgnmaéne?:zrfzz‘]a;?s Sa02y 1222] 276 T01
o Ao de e
i} La Mujer
; Indigena

Pia. 6 de 14




Medio Ambiente

Secretarfa de Medio Amblenre y Recursos Naturales

OFICINA DE REPRESENTACION DELA SEMARNAT EN EL ESTADO DE METCO
Oficio: SEMARNAT/ORMEX/1401/2625

RESIDUQOS DE BREAS DE A DESTILACION DE COMPUESTOS A BASE DE .ANILINA EN LA PRODUCCION DE
PRODUCTOS VETERINARIOS DE COMPUESTOS DE ARSENICO ¥ ORGANG-ARSENICALES; RESIDUOS DE
CENTRIFUGACION Y DESTILACION EN LA PRODUCCION DE DHSOCIANATO DE TOLUENO VIA FOSGENACION DE LA
TOLUENDIAMINA; RESIDUQOS DE DISOLVENTES EMPLEADOS EN EL LAVADO DE LOS EQUIPOS DE PROCESQ;
RESIDUCS DE HIDROCARBUROS CiL.ORADOS DE LA ETAPA DE PURIFICACIGN EN LA PRODUCCION DE CLORO
(PROCESO DE CELDAS DE DIAFRAGMA USANDO ANODOS DE GRAFITO); RESIDUOS DE LA DESHIDROGENACION
DEL N-BUTANO EN LA PRODUCCION DE BUTADIENO: RESIDUOS DE LA DESTILACION EN LA PRODUCCION DE
ANHIDRIDO MALEICO; RESIDUQOS DE LA MANUFACTURA Y DEL ALMACENAMIENTO EN PLANTA DE CLORURO
FERRICO DERIVADO DE ACIDOS FORMADOS DURANTE LA PRODUCCION DE BIOXIDO DE TITANIO MEDIANTE EL
PROCESO CLORURO-ILMENITA; RESIDUOS DE LA PRODUCCION DE 2,4,6-TRIBROMOFENOL; RESIDUOS DE LA
PRODUCCION DE CARBAMATOS, HERBICIDAS CLORADOS; PLAGUICIDAS ORGANO-HALOGENADOS; QORGANO-
ARSENICALES; ORGANO-METALICOS Y ORGANO-FOSFORADOS; RESIDUOS DE LA PRODUCCION DE CARBONILO DE
NIQUEL; RESIDUOS DE LA PRODUCCION DE MATERIALES EN EQUIPOS PREVIAMENTE USADOS EN LA
PRODUCCION © MANUFACTURA DE TETRA-, PENTA- O HEXACLOROBENCENOS (COMO REACTIVO, PRODUCTO
QUIMICO INTERMEDIO O COMPONENTE EN UN PROCESC DE FORMULACION) BAJO CONDICIONES ALCALINAS,
EXCEPTO AGUAS RESIDUALES ¥ CARB_ON GASTADO DE LA PURIFICACION DE CLORURO DE HIDRC)GENO; RESIDUOS
BE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA ALCALINA O ACIDA; RESIDUOS DE LAS TORRES DE LAVADO DE GASES EN LA
PRODUCCION DE METIL ETIL PIRIDINA; RESIDUOS DE HQUIDO BLANQUEADOR, FIADOR, ESTABILIZADOR Y
AGUAS DE ENJUAGUE PROVENIENTES DEL REVELADC DE PAPEL FOTOGRAFICO, PLACAS RADIOGRAFICAS O DE
RAYOS XY FOTOLITOS; RESIDUOS DE LOS BANOS DE ACEITE EN LAS OPERACIONES DE TRATAMIENTO TERMICO DE
METALES; RESIDUOS DE LOS BANOS EN OPERACIONES DE GALVANOPLASTIA DONDE LOS CIANUROS SON USADOS
EN LOS PROCESOS; RESIDUOS DE MONOMEROS AUTOPOLIMERIZABLES; RESIDUOS DE PROCESOS, INCLUYENDO
PERC NO LIMITADO A RESIDUOS_ DE DESTILACION, FONDOS PESADOS, BREAS Y RESIDUOS DE LA LIMPIEZA DE
REACTORES DE LA PRODUCCION DE HIDROCARBURQS ALIFATICOS CLORADOS POR PROCESQS DE CATALIZACION
DE RADICALES LIBRES QUE TIENEN CADENAS DE HASTA 5 (CINCO) CARBONES CON DIVERSAS CANTIDADES Y
POSICIONES DE SUSTITUCION DE CLORO; RESIDUQS DE RETARDADORES DE FLAMA; RESIDUOS DE SOLVENTES
EMPLEADOS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLACAS EN LA PRODUCCION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS; Residuos de
sustancias o soluciones 3icidas cohtaminadas,- gastadas, caducas o fuera de especificaciones; Residuos de
sustancias o soluciones alcalinas contaminadas, gastadas, caducas o fuera de especificaciones; RESIDUOS DE
TETRA-, PENTA O HEXACLOROBENCENO PROVENIENTES DE SU USQ COMO REACTANTE, PRODUCTO INTERMEDIO
O COMPONENTE DE UNA FORMULACEON, BAJO-CONDICIONES ALCALINAS; RESIDUOS DEL LAVADOR CON VAPOR

DEi. PRODUCTO EN LA PRODUCCION DE 1,1,1-TRICLOROETANO; RESIDUOS DEL LAVADOR DE GASES DE VENTEQ—=

DEL REACTOR EN LA PRODUCCION DE DIBRGMURO DE ETILENO VIA BROMACION DEL ETILENO; RESIDUOS DEL
PROCESQ DE EXTRACCION DE ANILINA; RESIDUOS GENERADQOS EN LA PRODUCCION DE TRI, TETRA- O
PENTACLOROFENOL; RESIDUOS ORGANICOS (INCLUYENDO FONDOS PESADOS, ESTANCADOS, FONDOS L.IGEROS,
SOLVENTES GASTADOS, RESIDUOS DE LA FILTRACION Y LA DECANTACION) DE LA PRODUCCION DE CARBAMATOS
Y CARBOMIL OXIMAS; RESIDUOS ORGANICOS, EXCLUYENDO CARBON ADSORBENTE GASTADO, DEL CLORO
GASEOSO GASTADO Y DEL PROCESO DE RECUPERACION DE ACIDO HIDROCLORICO ASOCIADC CON LA
PRODUCCION DE ALFA- (O METIL-) CLORO TOLUENOS, CLORO TOLUENOS CON RADICALES CICLICOS, CLORUROS
DE BENZOILO Y MEZCLAS DE ESTOS GRUPOS FUNCIONALES; RESIDUQS PROVENIENTES DEL BLANQUEADQ;
RESIDUOS PROVENIENTES DEL LAVADO DE DINIT ROTOLUENO OBTENIDO A PARTIR DE LA NITRACION DE
TOLUENO; RESIDUOS PROVENIENTES DEL LAVADO DE GASES, DE CONDENSACION, DE DEPURACION Y
SEPARACION EN LA PRODUCCION DE CARBAMATOS Y CARBOMIL OXIMAS: Residuos quimicos obsoletos y
soluciones gastadas o contaminadas; RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS DEL REACTOR EN LA PRODUCCION DEL
NITROBENCENO; RESIDUQS, EXCEPTO AGUAS RESIDUALES Y CARBON GASTADO DE LA PURIFICACION DE
CLORURO DE HIDROGENO, DE LA PRODUCCION DE MATERIALES EN EQUIPOS PREVIAMENTE USADOS EN LA
MANUFACTURA (COMO REACTIVO, PRODUCTO QUIMICO INTERMEDIO O COMPONENTE EN UN PROCESO DE
FORMULACION) DE TRI- Y TETRACLOROFENOLES, ESTE RESIDUO NO INCLUYE DESECHOS DE EQUIPOS UTILIZADOS
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: QIFICINA DE REPRESENTACION DE LA SEMARNAT EN EL'ESTADO DE MEXICO
Oficio: SEMARMNAT/ORMEX/1404/2025

EN LA PRODUCCION O USO DE HEXACLOROFENO A PARTIR DEL 2,4,5- TRICLOROFENOL ALTAMENTE PURIFICADO:;
Resorcinol; Sacarina, y sales/1 2-Benzisotiazol-3(2h)-ona, t,1-diéxido, y sales; Safrole; SALES QUIMICAS
CONTAMINADAS 0O CADUCAS; Selenio, didxido de; Selenio, sulfuro de SeSZ; Selenourea: Silvex
(2.4,5-TP)/Propanoico acido, 2—(2,4,5—tric!orofenoxi)—; Sodio, azida de; Sodio, cianuro de Na(CN); sOLIDOS DE
EMULSION DE ACEITES DE BAJA CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE REFINACION DE PETROLEQ; SOLUCION GASTADA
DEL LAVADOR’DE GASES QUE PROVIENE DEL PROCESO DEL AFINADO EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE PLOMO;

PROVENIENTES DE LA EXTRUSION: S:_OLUCIONES GASTADAS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES DE DECAPADQ;
SOLUCIONES GASTADAS PROVENIENTES DE LOS BANOS DE CADMIZADO, COBRIZADO, CROMADO, ESTARADO,
FOSFATIZADO, LATONADO, NIQUELADO, PLATEADO, TROPICALIZADO O ZINCADO DE PIEZAS METALICAS;
SOLUCIONES GASTADAS PROVENIENTES DEL BANG DE PLAQUEADC EN LA PRODUCCION DE CIRCUITOS
ELECTRONICOS; SOLVENTES ORGANICOS; SOLVENTES ORGANICOS LIQUIDOS CONTAMINADOS; Solventes
organicos y mezcla de alcoholes sucios, gastados o contaminados; SOLVENTES ORGANOCLORADOS; Solventes
organoclorados sucios, gastados o contaminados; SOSAS GASTADAS Y SOSAS FENOLICAS PROVENIENTES DE LOS
PROCESOS DE ENDULZAMIENTO DE HIDROCARBUROS; Sulfhidrico, acido; Talio, acetato de; Talio, carbonato
de/Carbonoico &cido, ditalio(1 +) sal; Talio, cloruro de; Talio, nitrato de/Nitrico acido, sal de talio (1+); Talio, 6xido
de/Talico, axido TI203; Talio, selenita de; Talio, sulfato de; Tetracloroetileno;
Tetraetilditiopirofosfato/Tiodifosforico acido, tetraetil éster; Tetraetilpirofosfato/Difosférico acido, tetraetil éster:
Tetrahidrofurano; Tetranitro'metano; Ticacetamida/Etanotioamida; Tiodicarb; Tiofanato-metil  Tiofanax:
Tiometanol/Metanotiol: TEdsemicarbazEda/Hidrazinacarbotioamida; Tiourea; Tiram; Tirpato; Toluendiamina;
Tolueno, diisocianato de; Tolueno/Metilbenceno; Toxafeno; Trans-1,2-dicloroetileno/1,2-dicloroetileno; Trialatg;
Tribromometano/Bromoformo; Tricloroetiteno;  Triclorofluore  metano (CFC-11);  Triclorometanotiol:
Tricloromonofluorometano; Trietilamina/Etanamina, n,n-dietil Trifluorometang (HCFC-23); Tripan, azul de; Tris
{2,3-dibromopropil) fosfato/1-propanol, 2,3-dibrome-, fosfato {3:1); Uracilo, mostaza de; Vanadio, 6xido de VZQS;
VECINALES DE LA ETAPA DE PURIFICACION DE LA TOLUENDIAMINA OBTENIDA A TRA\_/ES DE LA HIDROGENACION
DE DINITROTOLUENO: Vinito, cloruro de/Cloroeteno; Warfarina,” y sales, cuando estan presentes en
concentraciones mayores que 0.3%; Warfarina, y sales, cuando estan presentes en concentraciones menores que
0.3%; Xileno, isémeros; Zing, cianuro de Zn(CN)2; Zinc, fosfuro de Zn3P2, cuando estd presente en concentraciones
mayores que 10%; Zinc, fosfuro de Zn3P2, cuando estd presente en concentraciones menores o iguales a 10%;
Ziram; ACUMULADORES; COL‘ORAN‘I_’ES Y TINTAS CADUCAS; FARMACOS CADUCOS O FUERA DE ESPECIFICACION;
LOS MEDICAMENTOS FUERA DE ESPECIFICACIONES O CADUCOS; RESIDUOS TOXICO AMBIENTALESE RESINA
SOLIDA O LIQUIDA CONTAMINADA O CADUCA; SOLUCION GASTADA PROVENIENTE DE LA LDAVIACION ACIDA DE
LOS LODOS/POLVOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES EN LA FUNDICION SI?CUNDARIA DE PLOMO:;
AGROQUIMICOS; SUSTANCIAS QUIMICAS CADUCAS; RESIDUOS DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS Y
HEMODERIVADOS QUE CONTENGAN CONSTITUYENTES TéXICOS; CARBON AGOTADO DEL TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES QUE CONTIENEN EXPLOSIVOS; CATALTZADORES GASTADOS DEL REACTOR DE
HIDROCLORACION EN LA PRODUCCION DE 1,1,1-TRICLOROETANQ; CATALIZADORES GASTADOS EN LA
PRODUCCION DE MATERIALES PI.AS‘;"ICOS Y RESINAS SINTETICAS; FILTRO AYUDA GASTADO (TORTAS DE FILTROS)
EN LA PRODUCCON DE FOSFORO Y PIGMENTOS DE CROMO Y DERIVADOS; FONDOS DE LA ETAPA DE
DESTILACION EN LA PRODUCCION DE ACETALDEHIDO VIA OXIDACION DE ETILENO; FONDOS DE TANQUES DE
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-OFICINA DE REPRESENTACION DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE MEXYCO
Oficio: SEMARNAT/CRMEX/1401/2025

ALMACENAMIENTO DE MONOMERO_S EN LA PRODUCCION DE MATERIALES PLASTICOS Y RESINAS SINTETICAS;
Grasas e hidrocarburos residuales ‘contaminados; LODO ABRASIVO; LODO INORGANICO; LODO ORGANICO;

r

LODOS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN LA PRODUCCION DE ACRILONITRILO; LODOS DE LAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PRODUCCION DE CARBAMATOS, HERBICIDAS
CLORADOS; PLAGUICIDAS ORGANO-HALOGENADOS; ORGANO- ARSENICALES; ORGANO-METALICOS Y ORGANO-
FOSFORADOS; LODOS DE LAS PURGAS DE LAS PLANTAS DE ACIDO EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE COBRE;

NATAS GENERADAS EN: UNIDADES DE FLOTACION DE AIRE INDUCIDA, TANQUES Y LAGUNAS DE CAPTACION Y
TODOS LOS LODOS GENERADOS EN' UNIDADES DAF (FLOTACION CON AIRE DISUELTO). LODOS GENERADOS DE
AGUAS DE ENFRIAMIENTO SIN CONTACTO, DE UN SOLO PASO, SEGREGADAS PARA TRATAMIENTO DE OTROS
PROCESOS O AGUAS DE ENFRIAMIENTO ACEITQSAS, LODOS Y NATAS GENERADOS EN UNIDADES DE
TRATAMIENTOS BIOLOGICOS; LODOS DE SEPARADORES API CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS; LODOS DE
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS; LODOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
MONOMEROS; LODOS DE TRAMPAS DE GRASAS Y ACEITES CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS; Lodos de
tratamiento de aguas de proceso; LODOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE APAGADO DE LAS
OPERACIONES DE TRATAMIENTO TERMICO DE METALES DONDE LOS CIANUROS SON USADOS EN LOS PROCESOS;
LODOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PRODUCCION DE PIGMENTOS AZULES DE HIERRO; 2~
LODOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OPERACIONES DE GALVANOPLASTIA EXCEPTO DE LOS
SIGUIENTES PROCESOS: (1) ANODIZACION DE ALUMINIO EN ACIDO SULFURICO; (2) ESTANADO EN ACERO AL
CARBON; (3) ZINCADO EN ACERO AL CARBON; (4) DEPOSITACION DE ALUMINIO O ZINC- ALUMINIO EN ACERO AL
CARBON; (5) LIMPIEZA ASOCIADA CON ESTANADO, ZINCADO O ALUMINADO EN ACERO AL CARBON; Y (8)
GRABADO QUIMICO Y ACABADO DE ALUMINIO DEPOSITADO EN ACERO AL CARBON: LODOS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN LA PRODUCCION DE BATERIAS PLOMO-ACIDO; LODOS DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS ] /
RESIDUALES PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES DE ENJUAGUE DE PIEZAS METALICAS PARA REMOVER A
SOLUCIONES CONCENTRADAS; LODOS DEL ANODO ELECTROLITICO EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE ZING;
LODOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DE HORNOS ELECTRICOS EN LA PRODUCCION DE HIERRO Y .
ACERQ; LODOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DE LA PRODUCCION DE FERROALEACIONES DE HIERRO- *"Q
CROMO-SILICIO; LODOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DEL AFINADO EN LA PRODUCCION PRIMARIA
DE PLOMO; LODOS DEL LAVADOR DE GASES EN LA FUNDICION Y REFINADO DE ALUMINIO; LODOS DEL
SEPARADOR API Y CARCAMOS EN LA REFINACION DE PETROLEO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
DERIVADOS; LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA'PRODUCCION DE DICLORURO DE ETILENO

O DE MONOMERC DE CLORURO 'DE VINILO; LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
PRODUCCION DE MONOMERO DE CLORURO DE VINILO EN LA QUE SE UTILICE CLORURO DE MERCURIO COMO
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CATALIZADQR EN UN PROCESO BASE ACETILENO; LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
PRODUCCI(?I\E DE PIGMENTOS AMARILLOS DE ZINC; LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA

DARSENAS, RIOS, CANALES, PRESAS Y DRENAJES; LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE ENCUENTREN MEZCLADOS
CON LODOS DERIVADOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO; MEDIOS FILTRANTES GASTADOS DE LA PRODUCCION DE
2,4,6- TRIBROMOFENOL; NATAS DEL SISTEMA DE FLOTACION: CON AIRE DISUELTO (FAD) EN LA REFINACION DE
PETROLEO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS; PASTA DE DESECHO EN LA PRODUCCION DE PILAS
SECAS (CELDAS PRIMARIAS-ALCALINAS Y ACIDAS); POLIMERO DE LA PURGA DE LA TORRE DE APAGADO EN LA

PRODUCCION DE ACRILONITRILO; PURGAS DE LA PLANTA DE ACIDO EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE ZINQ;‘,Z_

RESIDUALES DE PROCESO Y FORMULACIONES GASTADAS DE PROCESOS DE PRESERVACION DE LA MADERA EN
PLANTAS QUE UTILICEN FORMULACIONES DE CREOSOTA, EXCEPTO AQUELLOS QUE NO HAYAN ESTADO EN
CONTACTO CON CONTAMINANTES DE PROCESO: RESIDUOS CONTENIENDO MERCURIO DE LOS PROCESOS
ELECTROLITICOS; RESIDUOS DE-PIGMENTOS BASE CROMO Y BASE PLOMO; SALES PRECIPITADAS DE LOS BARNOS
DE REGENERACION: DE NIQUEL; LODOS Y POLVOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DE FUNDICION Y
AFINADO EN LA PRODUCCION SECUNDARIA DE PLOMO; LODOS DE LA SEPARACION PRIMARIA DE
ACEITE/AGUA/SOLIDOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO-CUALQUIER LODO GENERADO POR SEPARACION
GRAVITACIONAL DE ACEITE/AGUA/SOLIDOS DURANTE EL ALMACENAMIENTO O TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE PROCESO Y AGUAS RESIDUALES ACEITOSAS DE ENFRIAMIENTO, DE REFINERIAS DE PETROLEO.
TALES LODOS INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN, A AQUELLOS GENERADOS EN SEPARADORES DE
ACEITE/AGUA/SOLIDOS; TANQUES Y LAGUNAS DE CAPTACION; ZANJAS Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRANSPORTE
DE AGUA PLUVIAL, LODOS GENERADOS DE AGUAS DE ENFRIAMIENTO SIN CONTACTO, DE UN SOLO PASO,
SEGREGADAS PARA TRATAMIENTO DE OTROS PROCESOS O AGUAS DE ENFRIAMIENTO ACEITOSAS Y LODOS
GENERADOS EN UNIDADES DE TRATAMIENTOS BIOLOGICOS; ADITAMENTOS QUE CONTENGAN MERCURIO,
CADMIO O PLOMO; ARENAS CONTAMINADAS; ASERRIN IMPREGNADO CON HIDROCARBURO; BALASTRAS:
BALATAS; BATERIAS ELECTRICAS A BASE DE MERCURIO O DE NIQUEL-CADMIO; CARBON ACTIVADO AGOTADO
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PILAS O BATERIAS ZINC-OXIDO DE PLATA USADAS O DESECHADAS; POLVO LASER: POLVO MET{S\LICO
PROVENIENTE DE PROCESQOS ABRASIVOS; POLVOS DE CASAS DE BOLSAS Y SOLIDOS DE FILTRADO/SEPARACION DE

DE EMISIONES DE LA PRODUCCION DE FERROALEACIONES DE HIERRO-CROMO-SILICIO; POLVOS DEL EQUIPO DE
CONTROL DE EMISIONES DEL AFINADO EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE PLOMO; POLVOS RECUPERADOS EN EL

RESIDUQOS DEL HORNO DE LA PRODUCCION DE PIGMENTOS VERDES DE OXIDO DE CROMO; RESIDUOS DEL ___er

ESTE SUMERGIDO O FIJO EN UN AGLUTINANTE NATURAL O ARTIFICIAL); RESIDUOS DEL PROCESO DE EXTRUSION
DE TUBERfA DE COBRE; RESIDUOS GENERADOS EN LA PREPARACION DE PIGMENTOS MAGNETICOS Y EN LA
PREPARACION DE LA MEZCLA DE COBERTURA EN LA PRODUCCION DE CINTAS MAGNETICAS; RESIDUOS 4?
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PARTIR DE LA BROMACION DEL ETILENO; SOLIDOS DE PURIFICACION (INCLUYENDO S$SOLIDOS DE FILTRACION,
EVAPORACION Y CENTRIFUGACIQN),'POLVOS DE CASAS DE BOLSAS Y DE BARRIDO DE PISOS EN LA PRODUCCION
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trapos, estopas, toallas, franelas, textiles, pieles, cartén, madera, contaminados o impregnados con grasas,
hidrocarburos, pintura Yy solventes.; Cartuchos de toner-tinta vacios impregnados o contaminados; Catalizadores
gastados de vehiculos automotores: Chatarra contaminada o impregnada con hidrocarburos, metales pesados,
solventes, pinturas, acidos o alcalis;- CONVERTIDORES CATALITICOS DE VEMICULOS AUTOMOTORES; EMBALAJES

CONTAMINADOS; Equipo de proteccion personal contaminado; EQUIPOS Y COMPONENTES CONTAMINADOS COM-<==—

ASBESTO; Escoria de metales pesados’ finas; Escoria de metales pesados granulares; FIBRA DE VIDRIO
CONTAMINADA; FILTROS HEPA GASTADOS; Granalla contaminada o impregnada con hidrocarburos; LA MEZCLA
DE SUELOS CON RESIDUOS PELIGROSOS; LAMINA O PEDACERIA DE ASBESTO; Lamparas o focos de desecho
(fluorescentes, vapor de mercurio); LOS ENVASES O EMBALAJES QUE CONTUVIERON. RESIBUOS PELIGROSOS Y
QUE NO SEAN REUTILIZADOS CON EL MISMO FIN NI PARA EL MISMO TIPO DE RESIDUO; LOS ENVASES Y
EMBALAJES QUE CONTUVIERON MATERIALES PELIGROSOQS Y QUE NO SEAN UTILIZADOS CON EL MISMO FIN Y
PARA EL MISMO MATERIAL: Medias filtrantes irmpregnados o contaminados con aceites, grasa y pintura;
Medicamento caduco; Pilas conteniendo litio, niguel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc; Pilas o baterias
zinc-Oxido de plata usadas o desechadas; Pinturas, lacas o barnices usados, gastados o caducos - liquidas, geladas,
solidificadas o en polvo; Piaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos; RADIOGRAFIAS:
Residuos de adhesivos y polimeros gastados o contaminados: RESIDUOS DE AGENTES SECANTES PARA PINTURAS,
LACAS, BARNICES, MASILLAS PARA RESANAR Y PRODUCTOS DERIVADOS; Residuos de catalizadores agotados;
Residuos de mondémeros autopolimerizables; Residuos de perdxidos orgdnicos gastados, caducos o
contaminados; RESIDUOS DE SOLDADURA; Resinas sintéticas residuales o geladas epéxicas, fendlicas, alquiddlicas,
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Condicionante 07.- L5 presente Autorizacién ampara el acopio de residuos peligrosos listados en Ia Condicionante 6,

Condicionante 10.- la persona moral denominada GMG ENVIRO-SERVICE S. DE R.L. DE C.V., debera contar con un
programa de capacitacién en el cual debera participar todo el personal que intervenga en el manejo de residuos
peligrosos. Asimismo, debe mantener al personal capacitado para operar eficientemente el Centro de Acopio de
Residuos Peligrosos. : .

Condicionante 11.- 13 persona moral denominada GMG ENVIRO-SERVICE S. DE R.L. DE C.V., debe realizar dentro del
periodo comprendido entre ef 1 de marzo al 30 de junio de cada afio, el reporte de la Cédula de Operacién Anual
{COA) sobre los residuos peligrosos que hubiese recibido para acopio del 1 de enero al 21 de diciembre del afio
inmediato anterior, de conformidad con lo establecido en los articulos 72 y 73 del Reglamento de la Ley General
para la Prevencién y Gestion Integral de los Residuos, dicha Cédula debers ser entregada en el formato y 3/
disposiciones legales que para tal efecto establezca esta Secretaria.

Condicionante 12.- |a persona moral denominada GMG -ENVIRO-SERVICE S. DE R.L. DE C.V., debe cbservar que las
areas de almacenamiento cumplan con las condiciones establecidas en los articulos 82 y 83 del Reglamento de la
Ley General para Ia Pravencidn Yy Gestién Integral de los Residuos, reiterando que en caso de incompatibilidad de
los residuos peligrosos debe tomar las medidas necesarias para evitar que se mezclen entre si o con otros
materiales o residuos. SR '

Condicionante 13.- ia persona moral denominada GMG ENVIRO-SERVICE S. DE R.L. DE CV., debe cumplir con fo
dispuesto en el articulo 68 del Reglamento de la Ley General para [a Prevencién'y Gestion Intégral de los Residuos,
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OFICINA DE REPRESENTACION DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE MEXICO
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cuando se pretenda llevar 3 cabo el cierre de Ia instalacién del Centro de Acopio de Residuos Peligrosos
autorizado. :

Condicionante 14.- i3 persona moral denominada GMG ENVIRO-SERVICE S. DE R.L. DE C.V., no debe realizar algtn
tipo de tratamiento que modifique la peligrosidad de los residuos peligrosos recibidos Para su almacenamiento
en tanto no cuente con la autorizacion correspondiente emitida por esta Secretaria.,

Condicionante 15.- |3 persona moral denominada GMG ENVIRO-SERVICE S. DE R.L. DE CV., no debe almacenar
residuos no peligrosos dentro de las instalaciones destinadas para el Centro de Acopio de Residucs Peligrosos y
no debe rebasar la capacidad de almacén autorizada.

Condicionante 16.-- (3 persona moral denominada GMG ENVIRO-SERVICE S. DER.L. DE C.v., debera mantener vigente

La presente Autorizacién se emite en apego al principio de buena fe al que se refiere el articulo 13 de I3 Ley Federal
de Procedimiento Administrativo, tomando por veridica la informacion presentada por la persona morai denominada
GMG ENVIRO-SERVICE S. DE R.L. DE CV. a través de sy Representante Legal. En caso de existir falsedad en la
informacién ia promovente se hars acreedor de las sanciones correspondientes de acuerdo al Cédigo Penal Federal.

El incumplimiento a cualquiera de los términos y condicionantes establecidas en la presente Autorizacién, asi como la
ocurrencia de eventos que den origen a un procedimiento administrativo contra la persona moral denominada GMG
ENVIRO-SERVICE S. DE R.L. DE C.V., ¥ cuyo resultado sea lo sefialado en el articulo 112 fraccién II de la Ley General
para la Prevencién y Gestidn Integral de los Residuos, serd causa del inicio del Procedimiento Administrativo de
revocacién de la presente Autorizacién. '

ATENTAMENTE
£L TITULA

ING. ANT(?QEO REYNA CABRERA

eee.p.- Arturo Gavilan Garciz.~ Director General de Gestign Integral de Materiales yActivic!?des Rfesgosa_s' dela SFMARNA?;.
Ing. Federico Ortiz Flores.- Encargado del Despacho de Ia Oficina de Representacidn de Proteccidn Ambiental de la
Pracuraduriz Federal de Proteccién al Ambiente en el Estado de México.
Expediente.
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